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(57) Abstract: The present invention relates to an installation for storing and treating a gas resulting from the evaporation of a cryogenic
liquid (G), comprising at least one tank (4), at least one consumer (26) which consumes a fuel prepared at least from the gas (G), a high-
capacity compression device (16), and a low-capacity compression device (24) which supplies the fuel to the consumer (26), the storage
and treatment installation comprising a main circuit (14) connecting a headspace of the tank (4) to the high-capacity compression device
(16), and an accessory circuit (28) fluidically in parallel with the main circuit (14), the accessory circuit (28) being configured to supply
the gas (G) directly to the low-capacity compression device (24).

(57) Abrégé : La présente invention concerne une installation de stockage et de traitement d'un gaz issu de I'évaporation d'un liquide
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Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

cryogénique (G), comprenant au moins une cuve (4), au moins un consommateur (26) qui consomme un carburant préparé au moins
a partir du gaz (G), un dispositif de compression haute capacité (16) et un dispositif de compression basse capacité (24) qui fournit le
carburant au consommateur (26), l'installation de stockage et de traitement comprenant un circuit principal (14) reliant un ciel de la
cuve (4) au dispositif de compression haute capacité (16) et un circuit accessoire (28) fluidiquement en paralléle du circuit principal
(14), le circuit accessoire (28) étant configuré pour fournir directement le gaz (G) au dispositif de compression basse capacité (24).




